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Einführung

1 Simulation von Halbleiterbauelementen
1.1 Einführung
1.2 Bauelementesimulator SIMBA
1.3 Simulationsbeispiele
1.4 SIMBA - Eingabebefehle und Datenstruktur
1.5 Belegaufgaben
1.6 Transistorkenngrößen

2 Grundverfahren der Halbleitertechnologie 
2.1 Halbleitermaterial

2.1.1 Elementare Halbleiter
2.1.2 Verbindungshalbleiter
2.1.3 Herstellung von Si-Halbleitermaterial

2.2 Abscheideverfahren
2.2.1 Überblick
2.2.2 Oberflächenumwandlung
2.2.3 Chemische Abscheideverfahren
2.2.4 Epitaxie
2.2.5 Physikalische Abscheideverfahren
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2.3 Dotierungsverfahren
2.3.1 Dotierungsstoffe
2.3.2 Dotierung bei Epitaxie
2.3.3 Legierung
2.3.4 Diffusion
2.3.5 Ionenimplantation
2.3.6 Dotierung durch fokussierte Ionenstrahlen

2.4 Lithographie
2.4.1 Überblick
2.4.2 Photolithographie
2.4.3 Elektronenstrahllithographie
2.4.4 Röntgenstrahllithographie
2.4.5 Ionenstrahllithographie

2.5 Schichtabtragung
2.5.1 Überblick
2.5.2 Nassätzen
2.5.3 Trockenätzen
2.5.4 Abhebetechnik
2.5.5 Chemisch-mechanisches Polieren
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2.6 Aufbau- und Verbindungstechnik
2.6.1 Gehäusearten
2.6.2 Chipmontage
2.6.3 Kontaktierung
2.6.4 Hybridtechniken

2.7 Spezielle Verfahren der Mikrosystemtechnik
2.7.1 Silizium-Mikromechanik
2.7.2 LIGA-Verfahren
2.7.3 Alternative Verfahren der Mikrostrukturierung

2.8 Reinraumtechnik
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3 Halbleiterbauelemente in integrierten Schaltkreisen
3.1 Überblick

3.1.1 Herstellungsablauf eines integrierten Schaltkreises
3.1.2 Isolationstechnik

3.2 Bipolare Technologien und Bauelemente
3.2.1 Standard-Bipolar-Technologie
3.2.2 Oxidisolations-Technologie
3.2.3 Hochspannungs-, Leistungs- und Hochfrequenztransistoren
3.2.4 Bipolare Logikschaltungen
3.2.5 Hetero-Bipolartransistoren

3.3 Unipolare Technologien und Bauelemente
3.3.1 MOSFET-Technologien
3.3.2 Prozessweiterentwicklungen
3.3.3 Unipolare Logikschaltungen
3.3.4 Hetero-Feldeffekttransistoren
3.3.5 Weitere Heterostrukturen
3.3.6 Organische Feldeffekttransistoren 
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4 Architekturen integrierter Schaltkreise
4.1 Überblick
4.2 Anwendungsspezifische integrierte Schaltungen

4.2.1 Programmierbare Logikschaltungen
4.2.2 Gate-Arrays
4.2.3 Standardzellen-Schaltkreise
4.2.4 Vollkunden-Schalkreise

4.3 Entwurfsablauf integrierter Schaltkreise
4.3.1 Prinzipieller Entwurfsablauf
4.3.2 Layoutentwurf
4.3.3 Testverfahren
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